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1. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELOW EMISJI ORAZ INNE ISTOTNE WYDARZENIA
W OKRESIE OBJETYM RAPORTEM

A. PODSUMOWANIE DZIALAN OPERACYJNYCH W OBSZARZE ROZWOJU BIZNESU
EMITENTAW LIPCU 2018 R.

W lipcu 2018 r. Emitent koncentrowat swoje dziatania rynkowe na obszarze Stanéw Zjednoczonych i Chin
w celu przygotowania do zawarcia umoéw typu JDA (joint development agreement), JV (joint venture) lub
umow sprzedazy hardware’u (drukarki laboratoryjnej i gtowicy przemystowej). Do najwazniejszych wydarzen
w okresie objetym raportem nalezaty:

e kontynuacja negocjacji umowy o wspdtpracy z globalnym producentem urzadzen do produkcji
wyswietlaczy z siedziba w Chinach (Raport biezacy ESPI1 8/2018). Przedmiotem ustalen jest ksztatt finalnej
oferty, specyfikujacy wszystkie istotne warunki komercyjne i techniczne pierwszej fazy wspétpracy;
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e przejécie do kolejnej fazy projektu komercjalizujagcego technologie Emitenta we wspétpracy z jednym
z wiodacych globalnych producentéw sprzetu dla branzy pétprzewodnikéw. Technologia XTPL zostata
uznana przez partnera za najbardziej obiecujaca alternatywe do wykorzystania przy projektowaniu
nowego, innowacyjnego produktu. Po akceptacji przez partnera efektow pierwszego etapu projektu typu
proof-of-concept strony uzgodnity dziatania i kamienie milowe kolejnego etapu, jednoczesnie wstepnie
okreslajgc dtugoterminowe warunki wspétpracy;

e uzgodnienie wstepnych warunkéw realizacji projektu wykorzystania technologii XTPL do druku na podtozu
szklanym dla wiodgcego amerykanskiego producenta z branzy tzw. smart glass - inteligentnego szkta;

e uzgodnienie wstepnych warunkéw realizacji projektu wykorzystania technologii XTPL dla wiodacego
amerykanskiego producenta z branzy automoive. Technologia XTPL ma by¢ zastosowana w projekcie
samochodu z wykorzystaniem inteligentnego szkta.

Realizacja powyzszych projektow pozwoli Emitentowi na przystosowanie rozwijanej technologii do
konkretnych specyfikacji klientéw, np. poprzez rozwéj i wytworzenie multigtowic, drukujacych z predkoscia
i precyzja wymagang w zastosowaniach przemystowych. W dwéch przypadkach, na przestrzeni nastepnych
kilkunastu tygodni, planowana jest wizyta referencyjna potencjalnych kontrahentéw w siedzibie Emitenta.
Emitent oczekuje zarazem, iz czes$¢ realizowanych w ten sposéb projektéw zaowocuje pojawieniem sie
ptatnosci ze strony partneréw na rzecz Emitenta w postaci tzw. NRE (Non-Recurring Expenses). Pozyskane
w ten sposéb srodki zostatoby przeznaczone na cele wspdlnych projektow rozwojowych lub bytyby
ptatnosciami za dostarczone urzadzenie.

Ponadto, w ramach walidowania technologii Emitenta u jednego z potencjalnych, amerykanskich klientéw,
Spétka zrealizowata z sukcesem proof-of-concept w zakresie drukowania metodg XTPL kropek kwantowych.
Otwiera to droge do dalszych badan nad mozliwoscig zastosowania technologii Emitenta przy produkcji
wyswietlaczy typu QLED.

Utworzenie i finansowanie dziatalnosci dziatu rozwoju biznesu byto jednym z celéw emisji akcji serii M.

B. NOWY CZtONEK RADY DORADCZEJ XTPL

24 lipca 2018 r. Emitent poinformowat w informacji prasowej o dotgczeniu Amira Nayyerhabibiego
do grona Rady Doradczej XTPL - nowoformowanego ciata wspierajacego zarzad i kluczowych manageréw
spo6tki w procesie podejmowania decyzji strategicznych. Nowy cztonek Rady to doswiadczony w branzy
potprzewodnikéw przedsiebiorca, wspéttworca i autor sukceséw takich firma jak Cortina Systems,
StratumOne oraz AuroraNetics. Obecnie Amir Nayyerhabibi jest jednym z partneréw w Benhamou Global
Ventures z Doliny Krzemowej - funduszu inwestujacym w dziesiatki firm z sektora gospodarki cyfrowe;j.
Z zatozenia angazuje on swoje doswiadczenie oraz talent w firmy majace unikalng technologie i potencjat

szybkiego wzrostu.
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C. BUDOWA STRUKTUR OPERACYJNYCH ROZWOJU BIZNESU W USA

W lipcu 2018 r. Emitent rozpoczat budowe struktur operacyjnych na terenie Doliny Krzemowej, bedacych

fundamentem dalszego rozwoju biznesu w USA. Rozwéj rynkowy i pozyskiwanie klientéw dla XTPL
w Stanach Zjednoczonych powierzono bezposrednio dwém amerykanskim menedzerom. Mehran Sedigh
oraz Kedar Patel od kilku dekad s3 zawodowo zwigzani z sektorem zaawansowanych technologii w Dolinie
Krzemowej. Obaj petnili kluczowe funkcje m.in. w Cypress Semiconductor - przedsiebiorstwie projektujagcym
i sprzedajgcym rozwigzania z zakresu potprzewodnikéw. Mehran Sedigh posiada tytut doktora inzynierii
chemicznej na Uniwersytecie Potudniowej Kalifornii, a w ostatnim okresie wspierat firmy technologiczne
(m.in. z branzy komputeréw kwantowych) w skalowaniu ich rozwigzan. Kedar Patel to zas doktor nauk
Scistych Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, wieloletni menedzer i zarzadzajgcy w m.in. SanDisk oraz
Avogy. Zaangazowanie w proces komercjalizacji doswiadczonych menedzeréw to kolejny krok w strone
szerokiego, przemystowego wdrozenia przetomowej technologii nanodruku, rozwijanej przez XTPL.

Utworzenie i finansowanie obszaru rozwoju biznesu byto jednym z celéw emisji akcji serii M.
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOLCE

Nazwa (firma): XTPL Spoétka Akcyjna

Siedziba: Wroctaw

Adres: Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
KRS: 0000619674

Numer telefonu: +48 71707 22 04

Adres internetowy: www.xt-pl.com

E-mail: investors@xt-pl.com

ZARZAD:

e dr Filip Granek - Prezes Zarzadu
e Maciej Adamczyk - Cztonek Zarzadu

RADA NADZORCZA:

e Wiestaw Roztucki - Przewodniczacy Rady Nadzorczej

e Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej
e Konrad Pankiewicz

e Sebastian Mtodziriski

e Piotr Lembas
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3. PROFIL DZIALALNOSCI EMITENTA

Emitent dziata w segmencie nanotechnologii. Interdyscyplinarny zespét XTPL rozwija innowacyjng w skali
globalnej technologie, umozliwiajgcy ultraprecyzyjny druk nanomateriatéw, chroniong miedzynarodowym
zgtoszeniem patentowym. Rozwigzanie XTPL ma wszelkie cechy technologii przetomowej - tzw. disruptive
technology i bedzie konsekwentnie rozwijane w ramach zaawansowanych prac badawczych, majacych na celu
zdefiniowanie kolejnych, nowatorskich zastosowan na konkretnych polach aplikacyjnych.

Spétka etapowo komercjalizuje swoje rozwigzanie: zamierza dostarczac¢ sprzet do nanodruku, kompatybilne
i dedykowane dla konkretnych zastosowan nanotusze oraz gtowice drukujace odbiorcom m.in. z branzy
elektroniki drukowanej. W pierwszej kolejnosci XTPL przygotowuje drukarki laboratoryjne, przeznaczone
do prac R&D dla dziatéw badawczo-rozwojowych potencjalnych klientéw biznesowych oraz centréw naukowo-
badawczych, natomiast w kolejnej fazie bedg to drukarki przemystowe. W obu przypadkach XTPL bedzie
dostarczac sprzet wraz z unikatowym nanotuszem, zaprojektowanym pod wymogi konkretnego wdrozenia.

Opracowywane przez XTPL rozwigzanie umozliwi m.in. produkowanie nowej generacji warstw TCF (Transparent
Conductive Films), tj. przezroczystych warstw przewodzacych, wykorzystywanych przede wszystkim
w branzach producentéow wyswietlaczy, monitoréw, ekranéw dotykowych, a takze w sektorze producentow
ogniw fotowoltaicznych. Kolejnym, zweryfikowanym juz, zastosowaniem technologii XTPL jest naprawa
uszkodzonych metalicznych potaczen przewodzacych (do zastosowania m.in. w wyswietlaczach, obwodach
drukowanych oraz ogniwach fotowoltaicznych). Jednoczesnie, ze wzgledu na platformowy charakter rozwijanej

technologii Spétka poszukuje mozliwosci zastosowan réwniez w innych obszarach, takich jak m.in:

e produkcja biosensoréow;

e technologia zabezpieczen antypodrébkowych.

Siedziba Spotki oraz laboratoria badawcze znajdujg sie na terenie
Wroctawskiego Centrum Badan EIT+. Obecnie zespét tworzacy
XTPL skfada sie z naukowcéw i technologéw o interdyscyplinarnym
doswiadczeniu w zakresie: chemii, fizyki, elektroniki, mechaniki, symulacji
numerycznych (10 oséb posiada stopien doktora nauk). XTPL to takze
grupa specjalistéow z zakresu zarzadzania strategicznego i komercjalizacji
technologii z doswiadczeniem oraz sukcesami w obszarze rozwoju
produktow, marketingu i rynku kapitatowego. Waznym atutem jest fakt,
ze w kadrze Emitenta znalazto sie wielu profesjonalistéw, posiadajacych
rozwijane na miedzynarodowych rynkach know-how, wspétpracujacych
w swojej karierze zawodowej z globalnymi korporacjami i instytutami

badawczymi.
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4. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA W TRYBIE

Sad Re
KRS: 0000

RAPORTU BIEZACEGO W OKRESIE OBJETYM RAPORTEM

RAPORTY BIEZACE | OKRESOWE:

1. Raport nr 20/2018 (13.07.2018 r.) Raport miesieczny czerwiec 2018 roku

RAPORTY BIEZACE ESPI:

W biezacym okresie nie zostat opublikowany zaden raport biezacy w systemie ESPI.

KALENDARZ INWESTORA, OBEJMUJACY WYDARZENIA MAJACE MIEC MIEJSCE W SIERPNIU 2018 r.
(LUB POZNIEJ), KTORE DOTYCZA EMITENTA | SA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA INTERESOW INWESTOROW,
W SZCZEGOLNOSCIDATY PUBLIKACJIRAPORTOW OKRESOWYCH, PLANOWANYCHWALNYCH ZGROMADZEN,
OTWARCIA SUBSKRYPCJI, SPOTKAN Z INWESTORAMI LUB ANALITYKAMI, ORAZ OCZEKIWANY TERMIN
PUBLIKACJI RAPORTU ANALITYCZNEGO

14 sierpnia 2018 r. - publikacja raportu kwartalnego za Il kwartat 2018 r.

14 wrzeénia 2018 r. - publikacja raportu miesiecznego za sierpiern 2018 .

INFORMACJE NA TEMAT WYSTAPIENIA TENDENCJI | ZDARZEN W OTOCZENIU RYNKOWYM EMITENTA,
KTORE W OCENIE EMITENTA MOGA MIEC W PRZYSZtOSCI ISTOTNE SKUTKI DLA KONDYCJI FINANSOWE)J
ORAZ WYNIKOW FINANSOWYCH EMITENTA

W ocenie Zarzadu Emitenta, w okresie objetym niniejszym raportem miesiecznym nie wystgpity zdarzenia i nie
pojawity sie nowe istotne tendencje w otoczeniu rynkowym Spétki, ktére mogtyby miec istotne znaczenie dla
kondycji finansowej oraz wynikéw finansowych.

W IMIENIU ZARZADU:

Maciej Adamczyk
Cztonek Zarzadu
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